






































专利名称(译) 阵列基板及其制备方法以及有机电致发光显示装置

公开(公告)号 CN107910355A 公开(公告)日 2018-04-13

申请号 CN201711206858.3 申请日 2017-11-27

[标]申请(专利权)人(译) 信利(惠州)智能显示有限公司

申请(专利权)人(译) 信利(惠州)智能显示有限公司

当前申请(专利权)人(译) 信利(惠州)智能显示有限公司

[标]发明人 铃木浩司
陈卓
任思雨
苏君海
李建华

发明人 铃木浩司
陈卓
任思雨
苏君海
李建华

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/3258 H01L51/56

代理人(译) 叶剑

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种阵列基板及其制备方法以及有机电致发光显示装置，阵
列基板包括：基板；形成于基板上的多个绝缘膜层，其中，多个绝缘膜
层包括至少一层第一绝缘膜层和至少一层第二绝缘膜层，各第二绝缘膜
层于发光区域内开设有第一通口；形成于相异的绝缘膜层上的栅极和源/
漏极。通过将发光区域内的第二绝缘膜层刻蚀掉，使得发光区域内仅保
留第一绝缘膜层，使得发光区域内的膜层材质单一，有利于使得各膜层
的折射率一致，进而有效避免光线在不同膜层的交界面处发生反射，使
得透射出基板的光线较强，使得有机电致发光显示装置的出光效率更
高，色度更为均匀，出光效果更佳。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4ff2167f-ab43-4258-9359-fc064e931cce
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061848898/publication/CN107910355A?q=CN107910355A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN107910355A

